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主要研究方向

(1) 磁性纳米结晶薄膜材料的制备、结构控制、软磁和硬磁特性、隧穿巨磁电阻效应、磁电耦合效应的研究

(2) 多功能热释电薄膜、介电薄膜材料的研制、电学与光学性质及其应用的研究

(3) 高介电、巨压电材料的溶胶-凝胶粉体合成及机理研究

社会兼职

东北三省 X 射线衍射学会委员；‘科技创新导报’特约编委
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